


















专利名称(译) 模压面板及其制造方法

公开(公告)号 US20200013836A1 公开(公告)日 2020-01-09

申请号 US15/541785 申请日 2017-05-31

[标]申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 中国武汉恒星光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 中国武汉恒星光电科技有限公司.

[标]发明人 LI SONGSHAN

发明人 LI, SONGSHAN

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3246 H01L51/0005 H01L27/3272 H01L27/3244 H01L51/5281 H01L51/5012 
H01L51/5284 H01L2251/558

优先权 201710285922.5 2017-04-27 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种AMOLED面板。 面板从下至上依次包括基板，第一电极层，
不透明绝缘层和像素限定层，在像素限定层中布置像素区域。 不透明绝
缘层延伸到其中布置有机发光层的像素区域。 有机发光层在靠近面对像
素区域的像素限定层的倾斜表面的位置处具有膜厚度不均匀区域。 当沿
着基板的法线方向观察时，在不透明绝缘层上的膜厚不均匀区域的投影
在不透明绝缘层的内部。 在面板中，由膜厚不均匀区域引起的不均匀光
可以被不透明的绝缘层完全遮挡。 以这种方式，仅由膜厚均匀区域发出
的具有均匀亮度的光可以透射通过基板，因此像素区域可以具有均匀亮
度。 因此，可以提高面板的亮度均匀性。 还公开了一种用于制造面板的
方法。 可以确保面板的性能，并且可以提高产品质量。
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